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A process for developing irradiated radiation-sensitive recording materials using an aqueous-alkaline 
developer which contains compounds of the formula (I) (I) wherein A is H, Na, K, NH4 or NR4, where R is 
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© Verfahren zum Entwickeln bestrahlter, strahlungsempfindiicher Aufzeichnungsmaterialien 

<§) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Entwickeln 
bestrahlter, strahlungsempfindllcher Aufzeichnungsmateria- 
lien mlt einem waBrig-aikalischen Entwfckter, der spezielie 
Verblndungen der Formel I 

AOOC - CH - N - CH - CH - COOA 

III! 
W X Y Z 

enthalt, die bisher nur auf dem Wasch- und Reinigungsmit- 
tel-Sektor eingesetzt wurden. 
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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen errtnommen 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft ein Verf ahren zum Entwickeln bestrahlter, strahlungsempfindlicher Aufzeichnungsma- 
terialienmiteinemwaBrig-alkaUschenEntwickler,derspezieUeVerbm^ 

Ein waBrig-alkalischer Entwickler fur strahlungsempfmdliche Aufzeichnungsmatenahen, insbesondere sol- 
chen, aus denen Offsetdruckplatten hergestellt werden, mufl eine Reihe von Forderungen erfullen. Er soil 
ergiebig sein. Das bedeutet, die Entwicklungsleistung soil auch nach langerem Gebrauch und dadurch gestiege- 
ner Belastung durch abgeldste SchichtbestandteUe moglichst wenig abnehmen. Die sogenannte Tongrenze , bei 
der der Entwickler verbraucht ist und die Schicht an den sogenannten NTichtbildstellen nur nocfc i unvollstandig 
abldst, sol! mdglichst hoch liegen. Selbstverstancffich soil er die AufzeichnungsmateriaUen mdghchst schnell und 
vollstandig entwickeln. Dies ist besonders wichtig bei der maschinellen HersteUung der Druckplatten in Verar- 
beitungsstraBen. Bedingt durch kurze Taktzeiten kann eine Entwicklungsdauer von deutlich wemger als 30 s 

notwendigsein. . m , ¥ ,„ . „ x 

Die Bereiche des Aufzeichnungsmaterials, die spater die Druckf arbe annehmen (die sogenannten BtfdsteUen), 
soUen vom Entwickler mSglichst wenig angegriffen werden. Nur dann ist gewahrleistet, daB auch nach mehrraa- 
Hgem Entwickeln, wie es beispielsweise beim Photocoraposing mdglich ist, keine Bildschadigung einditt 

Beim Entwickeln sollen sich weder Schaum noch feste Niederschlage bilden. Letztere kdnnten die Entwick- 
lungsgerate verunreinigen und damit einen erhohten Wartungsaufwand erforderlich machen oder sich gar auf 
dementwickeltenAufzeichnungsmaterialabsetzen. 

Die Entwicklung soli zudem eine harte Gradation zulassen. Nur dann werden die Bildpunkte exakt von der 
Filinvorlage auf die Platte ubertragen, wobei auch kleine Rasterpunkte einwandfrei wiedergegeben werden. 

Aus dkologischen und okonoroischen Grunden ist es von VorteiL wenn der Entwickler in Form ernes flussigen 
oder f esten IConzentrats angeboten werden kann, das erst der Verbraucher mit Wasser verdunnt Die Harte des 
Wassers ist regional verschieden, was aber die Eigenschaften des gebrauchsf ertigen Entwicklers nicht beeuiflus- 
sen soli. Daraus ergibt sich die Forderung nach einer geringen Empfmdlichkeh gegen Wasserharte. 

SchlieBlich darf auch der Trager des Aurzeichnungsmaterials durch den Entwickler nicht angegnf fen werden. 
Bei dem hauflg fur Druckplatten verwendeten Aluminiumtragermaterial soU insbesondere die Aluminiumoxid- 
schicht beim Entwickeln intakt bleiben. ... 

Mit den bisher bekannten Entwicklern HeBen sich die genannten Forderungen nicht aUe gleichzeitig erfullen. 
Besonders die aus Konzentraten hergestellten Entwickler zeigten unbefriedigende Eigenschaften. 

Oberaus empfindlich gegen Wasserharte sind die Entwickler, die als alkalisch reagierende Bestandteile Amine, 
Hydroxide, Phosphate, SUikate, Borate und Carbonate enthalten. Es wurde daher versucht diesen Nachteil 
durch den Zusatz von Ethylendlamintetraessigsaure, Diethylentriaininpentaessigsaure oder Nitrilotriessigsaure 
bzw. der Sake dieser Verbindungen zu vermeidea Die so veranderten Entwickler griffen wiederum den Trager 
starker an. Auch der Zusatz von Di-, Tri- oder Polyphosphaten war nicht geeignet, die Abhangigkeit von der 
Wasserharte zu reduzieren, da diese Verbindungen in den alkalischen Entwicklern hydrorysiert wurden. 

In der DE-A 33 15 395 ist ein Konzentrat beschrieben, das ein Alkalisilikat und einen Chelatbildner enthalt 
Durch Verdunnen mit Leitungswasser wird daraus ein Entwickler fur AufzeichnungsmateriaUen mit einem 
ortho-Chinondiazid in der Uchtempfindlichen Schicht Der Chelatbildner verhindert, daB die im Leitungswasser 
enthaltenen Calcium- und Magnesiumionen mit dem Alkalisilikat unter Bildung von unloslichem Material 
reagieren. Als Chelatbildner sind organische Phosphonsauren und Phosphonotricarbonsauren, wie Aminotns- 
methylenphosphonsaure oder Ethylendiamintetramethylenphosphonsaure, bevorzugt Diese Chelatbildner sind 
jedoch biologisch nicht abbaubar. . , 

Es bestand daher die Aufgabe, ein Verfahren zum Entwickeln strahlungsempfindlicher Aufzeichnungsmatena- 
lien zur Verftigung zu stellen, bei dem die oben beschriebenen Nachteile nicht mehr auf treten. 

Oberraschenderweise HeB sich diese Aufgabe losen durch die Verwendung von Verbindungen, die eigenthch 
Bestandteile von Wasch- und Reinigungsmitteln sind. Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist deshalb em 
Verfahren zum Entwickeln bestrahlter, strahlungsempfindlicher Aufzeichnungsmatenahen mit einem Entwick- 
ler, der mindestens eine in waBriger LSsung alkalisch reagierende Verbindung enthalt, dadurch gekennzeichnet, 
daB dem Entwickler mindestens eine Verbindung gemaB Formel I 

AOOC -CH-N-CH-CH- COOA 

III I W 

W X Y Z 

zugesetzt wird, worin 

A H, Na, K, NH4 oder NR4 ist, wobei 

R ein gegebenenfalls substituierter Alkyl-Rest ist, 

W und X unabhangig voneinander H oder — CH2— COOA sind, 

YHoder(X)OAund 

ZHoderOHist, . t . ^ . 

mit der MaBgabe, daB die Verbindung der Formel I mindestens 3 COO A-Einheiten aufweist 

AHe Verbindungen der Formel I sind biologisch abbaubar. Die alkalisch reagierende Verbindung ist bevorzugt 
ein Amin, Hydroxid, Silikat, Phosphat, Borat oder Carbonat Bevorzugte Amine sind Ethyl-, Diethyl- und 
Triethylamin, Ethanolamin, Di- und Triethanolamin, Ethylendiamin und Morpholin. Bevorzugte Hydroxide sind 
(Ci-Cio)Alkylamraoniunihydroxide sowie Di-, Tri- und Tetra(Ci-Cio)alkylammomumhydroxide. Bevorzugte 
SUikate sind Natrium-, Kalium- und Ammoniumsilikate sowie die entsprechenden Di-, Tn- und Polysilikate. 
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Bevorzugte Phosphate bzw. Borate sind Natrium-, KaJium- und Ammonium-phosphate bzw. -hydrogenphos- 
phate und -dihydrogenphosphate sowie die entsprechenden Ortho und Tetraborate. Bevorzugte Carbonate sind 
Natrium-, Kalium- und Ammoniumcarbonate- bzw. -hydrogencarbonate. Von alien alkalisch reagierenden Ver- 
bindungen sind die Alkalisilikate am besten geeignet 

Der Anteil der alkalisch-reagierenden Verbindung(en) ist auf die Art des Aufzeichnungsmaterials abzustim- 5 
men. Er liegt in der Regel bei 0,1 bis 20 Gew.-%, bevorzugt 0,5 bis 10 Gew.-%, jeweils bezogen auf das 
Gesamtgewicht des gebrauchsfertigen Entwicklers, Bei den festenoder fiussigen IConzentraten liegt der Anteil 
entsprechendhoher. 

In den Verbindungen der Formel I ist A bevorzugt H oder Na. Im Fall X = CH 2 — COOA ist bevorzugt W = 
Y = H. Ist andererseits X = H, dann ist bevorzugt W » CH 2 — COOA und Y « COOA. Der Anteil der io 
Verbindung(en) der Formel I richtet sich nach der Art des zu verarbeitenden Aufzeichnungsmaterials. Allgemein 
betragt er 0,01 bis 5 Gew.-%, bevorzugt 0,1 bis 5 Gew.-%, jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht des ge- 
brauchsfertigen Entwicklers. 

Gemische, die Verbindungen der Formel I enthalten, gehoren bereits zum Stand der Technik. So ist in der 
EP-A 0 356 974 ein Waschmittel beschrieben, das als Entharter 2 bis 25 Gew.-% an p-Alanin-N,N-diessigsaure is 
[« N,N-Biscarboxymethyl-p-alanin; Formel I,A«W»Y = Z = H,X = CH 2 -COOA] enthalt Ein 
Reinigungsmittel, das ein organisches Losemittel mit einem Siedepunkt von etwa 90°C und N-(3-Hydroxy-succi- 
nyl)-asparaginsaure (=» N^l^-Dicarboxy-ethyI)-3-hydroxy-asparaginsaure; Formel I, A = X « H, W « 
CH 2 — COOA, Y = COOA, Z = OH), P-AJanin-N,N-diessigsaure oder Iminodibernsteinsaure (Formel I, A = X 
- Z - H, W = CH2-COOA, Y = COOA) enthalt, ist in der EP-A 0513 948 offenbart In dem Waschmittel 20 
gemaB der EP-A 0 509 382 dienen die drei ietztgenannten Verbindungen als Stabilisatoren fur das darin ebenfalls 
enthaltene BleichmitteL In der EP-A 0 504 091 ist schlieBIich ein phosphatfreies Geschirrspulmittel genannt Es 
umfaBt Isoserin-N,N-diessigsaure(== N,N-Bis-carboxymethyi-isoserin; Formel I, A = WY = H,Z = OH,X = 
CH2— COOA). Isoserin-N,N-diessigsaure ist, zusammen mit einem anionischen oder nicht ionischen oberfla- 
chenaktiven Mittel und einem organischen Losemittel, auch in dem Reinigungsmittel gemaB der EP-A 0 511 091 25 
enthalten. 

Der in dem erfindungsgemaBen Verfahren verwendete Entwickler kann darflber hinaus je nach Art der zu 
verarbeitenden Aufzeichnungsmaterialien weitere Additive enthalten. Sollen sehr kurze Entwicklungszeiten 
erreicht werden, dann ist der Zusatz von wasserloslichen organischen LSsemitteln, wie Alkoholen, speziell 
Glykolether, nfitzlich. Gleiches gilt bei der Entwicklung negativ arbeitender und elektrophotographischer Auf- 30 
zeichnungsmaterialien. Ein Idsemittelhaltiger Entwickler greift die Bildstellen jedoch starker aa Der Anteil an 
organischem Losemittel muB daher sorgfaltig optimiert werden. Allgemein liegt er unter 20 Gew.-%, bezogen 
auf das Gesamtgewicht des gebrauchsfertigen Entwicklers. Weiterhin kann der Entwickler eine oder mehrere 
oberflachenaktive Verbindung(en) zur Einstellung einer bestimmten Oberflachenspannung enthalten. Insbeson- 
dere bei Spruhantrag ist eine Oberflachenspannung von weniger als 50 mN/m vortetlhaft, urn eine rasche 35 
Benetzung der Kopierschicht zu gewahrleisten. Grundsatzlich sind dafur kationische und anionische, aber auch 
zwitterionische und nicht ionische Tenside oderTensidkombinationen geeignet 

Bei Aufzeichnungsmaterialien, deren TrSger besonders empfindlich gegen alkalische Entwickler sind, wie 
anodisierte AJuminiurafolie, ist die Zugabe von Korrosionsinhibitoren vorteilhaft Hierfur haben sich insbeson- 
dere ionisierbare Verbindungen von Elementen der Z oder 3. Hauptgruppe sowie- der 3. Nebengruppe des 40 
Periodensystems bewahrt Besonders bevorzugt sind Hydroxide, Halogenide, Sulfate, Nitrate, Acetate, Lactate, 
Lavulinate, Malonate oder Fumarate des Calciums, Strontiums oder Bariums. Gleichfalis geeignet sind: Lithium- 
hydroxid, -chlorid, -bromid, -nitrat, -carbonat oder -sulfat 

Enthalt der Entwickler (oder die strahlungsempfindliche Schicht) Additive, die wahrend der Entwicklung 
Niederschlage bilden konnen, soliten hydrotrope Substanzen, wie Arytsulfonate, -carboxylate oder Phosphate- 45 
ster, zugehlgt werden. Schaum- und Fladenbildung verhindert auch die Zugabe von O-Carboxymethyl- oder 
O.O'-Bis-carboxymethyl-polyethylenglykol mit 2 bis 500 Ethylenglykol-Einheiten. Sind groBere Mengen an 
Tensiden im Entwickler enthalten, so wird dem Entwickler zweckmaBig noch ein Antischaummittel zugesetzt 

Das erfindungsgemaBe Verfahren eignet sich fur eine Reihe von Aufzeichnungsmaterialien. Entsprechend der 
Art der strahlungsempfindlichen oder photoleitfahigen Schicht kdnnen sie eingeteilt werden in 50 

1. solche mit einer positiv oder negativ arbeitenden Schicht auf Basis von Diazo verbindungen, 
Z solche mit einer positiv oder negativ arbeitenden Schicht, die Verbindungen enthalt, die unter der 
Einwirkung aktinischer Strahlung Saure produzieren und Verbindungen, die durch die Saure gespalten 
werden, 55 

3. solche mit einer negativ arbeitenden Schicht, die polymerisierbare, olefinisch ungesattigte Verbindungen 
und Photopolymerisationsinitiatoren enthalt, und 

4. solche mit einer positiv arbeitenden Schicht, die Photohalbleiter oder ein Gemisch von Photohalbleitern 
und Sensibilisatoren enthalt 

60 

In den genannten strahlungsempfindlichen oder photoleitfahigen Schichten ist im allgemeinen auch ein in 
waBrigalkalischer Losung Idsliches, filmbildendes Polymer als Bindemittel enthalten. Es besitzt funktionelle 
Gruppen, bevorzugt -COOH, -SO3H, -PO(OH)2, -SH, -OH und -NH 2 . Hierzu zahlen insbesondere 
Polykondensate von Phenolen mit Aldehyden, speziell Novolakharze. Der Gehalt an phenolischen Hydroxy- 
gruppen betragt bevorzugt etwa 2 bis 9 mraol pro Gramm des Bindemittels. Daneben sind auch Homo- oder 65 
Copolymere des ortho-, meta- oder para-Hydroxystyrols geeignet Die Hydroxys tyroUEinheiten kdnnen noch 
weiter substituiert sein, insbesondere mit Alkyl- oder Alkoxygruppea Verwendbar sind auch Homo- oder 
Copolymere mit Einheiten aus Acryisaure- bzw. Methacrylsauredihydroxyphenylester oder -trihydroxyphenyle- 
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ster, N-Dihydroxyphenyl- oder N-Trihydroxyphenyl-acrylamid bzw. -methacrylamid. Die weiteren Einheiten in 
den Copolymeren sind beispielsweise Einheiten aus Styrol, a-Methyl-styroI, Brom- oder Chlorstyrol, (Ci — COal- 
kyl-vinyl-ether, Acrylnitril, Vinylacetat und/oder Maleinsaureanhydrid Als Bindemittel sind auch Homo- und 
Copolymere mit Einheiten aus N-Hydroxyphenyi- oder N-Acetoxyphenyl-maleimid geeignet Als Comonoraere 
kommen hier insbesondere Hydroxy- und Acetoxystyrol in Frage. SchiieBIich lassen sich auch 1 : 1-Copolymere 
aus Maleimid und Alkyl-vinyl-ethern verwenden. Gut geeignet sind auch Homo- oder Copolymere mit Hydrox- 
ystyrol-Einheiten, die mit Alkan- oder Cycloalkansulfonyiisocyanaten umgesetzt wurden. Diese Polymere ent- 
halten entsprechend Sulfonylurethangruppen der Formel -0-CO-NH-S0 2 -R, wobei R fur Alkyl oder 
Cycloalkyl steht Die 1 : 1-Copolymere wie auch die Polymere mit den Sulfonylurethangruppen enthalten N— H 
acide Gruppen. 

Die positiv arbeitende Schicht vom Typ 1 enthalt in der Regel 1,2-Chinondiazide, bevorzugt Ester und Amide 
von l^Naphthochmonolazidsulfonsauren, besonders bevorzugt Ester aus l,2-Naphmochinon-2-diazid-4- oder 
-5-sulf onsaure und Polyhydroxyaromaten, wie Dihydroxy- oder Trihydroxybenzophenon. Die bestrahlten Berei- 
che sind in dem waBrig-alkalischen Entwickler loslich, so daB ein positives Bild zurfickbleibt Aus der normaler- 
weise positiv arbeitenden Schicht kann durch zusatzliche Verfahrensschritte auch ein negatives Bild erhalten 
werden. Fur ein soiches Umkehrverfahren eignen sich besonders schichten, die l^-Naphthochinon-2-diazid- 
4-sulfonsaureester enthalten. Verbindungen, wie 2-Diemylamino-4 t 6-diethoxy-[l f 3^]triazin erhohen den Spiel- 
raum bei der thermischen Nachbehandlung. Auch Umsetzungsprodukte von monofunktionellen Alkoholen, wie 
Ethylenglykol-monoalkylether, mit monofunktionellen Isocyanaten, wie Phenylisocyanat, erhdhen den Bildum- 
kehrspielraunL Sie bewirken ferner, daB die Bildbereiche nach der Konvertierung weniger vom Entwickler 
angegriffen werden. Die negativ arbeitende Schicht vom Typ 1 enthalt beispielsweise Kondensationsprodukte 
von Diphenyiamin-4-Diazoniumsalzen mit Aldehyden, bevorzugt Formaldehyd, oder Polymere mit seitenstandi- 
gen Diazoniumeinheiten (US-A 4 58 1 31 3). 

Die saurebildende Verbindung in der positiv arbeitenden Schicht vom Typ 2 ist bevorzugt ein Phosphonium-, 
Sulfonium-, Jodonium- oder Diazoniumsalz, ein 1,2-Chinondiazid, eine Organometall/Organohalogen-Kombina- 
tion oder eine organische Halogenverbindung, besonders bevorzugt ein halogenmethylsubstituiertes [l2£JTm- 
zin. Bevorzugt sind solche Phosphonium-, Sulfonium- und Iodoniumsalze, die in organischen Losemitteln loslich 
sind. Das trifft speziell auf die Hexafluorophosphate und Tetrafluoroborate zu. Grundsatzlich sind alle auch als 
Radikalstarter bekannten organischen Halogenverbindungen, die bei Bestrahlung Halogenwasserstoffsaure 
bilden, geeignet Dies sind bevorzugt solche, in denen mindestens ein Halogenatom gebunden ist an ein Kohlen- 
stoffatom, das Teil einer aliphatischen Kette oder eines aromatischen Rings ist Zu diesen Verbindungen zahlen 
s-Triazine, die mit Halogenmethylgruppen, insbesondere Trichlormethylgruppen, und mit einem aromatischen 
bzw. ungesattigten Rest substituiert sind Ebenso geeignet sind 2-Trichlormethyl-[l A4]oxadiazole. Die spektrale 
EmpHndlichkeit der sogenannten Photosauregeneratoren kann durch dem Fachmann bekannte SensibiOsatoren 
beeinfluBt werden. 

Als saurespaltbare Verbindungen in der Schicht vom Typ 2 haben sich vor allem folgende Verbindungsklassen 
bewahrt: 

a) solche mit mindestens einer Orthocarbonsaureester- und bzw. oder Carbonsaureamidacetalgruppe, 
wobei die Verbindungen auch polymeren Charakter haben und die genannten Gruppen in der Hauptkette 
oder seitenstandig auf treten konnen, 

b) oligomere oder polymere Verbindungen mit wiederkehrenden Acetal- und/oder Ketalgruppen in der 
Hauptkette, 

c) Verbindungen mit mindestens einer Enolether- oder N-Acyuminocarbonatgruppe, 

d) cyclische Acetale oder Ketale von p-Ketoestern oder -amiden, 

e) Verbindungen mit Silylethergruppen, 

f) Verbindungen mit Silylenolethergruppen, 

g) Monoacetale bzw. Monoketale von Aldehyden bzw. Ketonen, deren Loslichkeit im Entwickler zwischen 
0,lundl00g/lbetrSgt, 

h) Ether auf der Basis tertiarer Alkohole, 

i) Carbonsaureester und Carbonate, deren ADcoholkomponente ein tertiarer Alkohol, ein Allylalkohol oder 
ein Benzylalkohol ist, und 

j)N,0-Polyacetale. 

Es kdnnen auch Mischungen der vorgenannten saurespaltbaren Komponenten eingesetzt werden. 

Auch aus der Schicht vom Typ 2 kann durch zusatzliche Verfahrensschritte ein negatives Bild erhalten werden. 
Dazu wird das bestrahlte Aufzeichnungsmaterial vor dem Entwickeln noch erhitzt und dann ganz flachig 
bestrahlt 

Die negativ arbeitende Schicht vom Typ 3 enthalt bevorzugt eine [Combination aus einem ethylenisch 
ungesattigten Monomer, insbesondere einem Acryl- oder Methacrylsaureester eines mehrwertigen AJkohols, 
und einem Photoinitiator oder eine Kombination aus einer Verbindung, die in Gegenwart von Saure zur 
Polyaddition befahigt ist, beispielsweise einer Epoxyverbindung, und einer Verbindung, die bei Bestrahlung 
starke SSure bildet In diesen Schichten werden als alkalilosliche Bindemittel bevorzugt Polykondensate oder 
Polymere mit seitenstandigen Carboxygruppen verwendet Als Bindemittel kdnnen in den negativ arbeitenden 
Gemischen im Prinzip dieselben Harze eingesetzt werden wie oben beschrieben, bevorzugt werden jedoch 
Harze mit seitenstandigen Carboxylgruppen. 

Unter "Entwickeln w versteht der Fachmann bei elektrophotographischen Aufzeichnungsmaterialien (diese 
enthalten eine Schicht des oben genannten Typs 4) das Sichtbarraachen des durch Bestrahlen hergestellten 
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elektrostatischen Ladungsbildes durch Aufbringen eines (trockenen) Tonerpulvers. Die Tonerpartikel werden 
dann durch Einbrennen fixiert Das nachfolgende Entfernen der nicht-betonerten Bereiche der Schicht wird zur 
Unterscheidung davon als "Entschichten" bezeichnet Der Einfachheit halber wird in der vorliegenden Erfindung 
stets nur von "Entwickler(ldsungen) w gesprochen, gemeint sind aber ebenso auch TBntschichterfldsungen)". 

Elektrophotographische Schichten vom Typ 4 sind beispielsweise in der EP-A 0 157 241 und der EP- 5 
A 0324 180 beschriebea Als alkalildsliche Bindemittel enthalten diese Schichten bevorzugt Polymere oder 
Polykondensate mit seitenstandigen Carboxy- oder phenolischen Hydroxygruppea 

Alle Schichten vom Typ 1 bis 4 kdnnen fur spezielle Erfordernisse, wie Flexibilitat, Haftung und Glanz, 
auBerdem noch Substanzen wie Polyglykole, Celluloseether (z. B. Ethylcellulose) oder Netzmittel zugesetzt 
werdea SchlieBlich kdnnen sie noch Farbstoffe oder feinteilig dispergierte Pigmente enthaltea to 

Als Tragermaterial fur Schichtdicken unter ca. 10 ojn werden meist Metalle verwendet Fur Offsetdruckplat- 
ten wird gewohnlich walzblankes, mechanisch und/oder elektrochemisch aufgerauhtes und gegebenenfalls 
anodisiertes Aluminium eingesetzt, das zudem noch chemisch (z. B. mit Polyvinylphosphonsaure, Silikaten, 
Phosphaten oder Hexafluorzirkonaten) vorbehandelt sein kana 

Die Beschichtung des Tragermaterials erfolgt in bekannter Weise durch Aufschleudern, SprQhen, Tauchen, 15 
Walzen, mittels Breitschlitzdusen, Rakeln oder durch GieBer-Antrag. 

Nach dem Auftragen der Schicht wird das Aufzeichnungsmaterial je nach Schichttyp bildmaBig und gegebe- 
nenfalls vollflachig bestrahlt Obliche Strahlungsquellen sind anwendungsbedingt z. B. Rohrenlampen, Xenonim- 
pulslampen, metallhalogeniddotierte Quecksflberdampf-Hochdrucklampen und Kohlebogenlampea In automa- 
tischen Verarbeitungsanlagen bevorzugt man Laser, wie Argon- oder Krypton-Ionen-Laser. Auch Elektronen- 20 
oder RSntgenstrahlung kann zur Bilderzeugung verwendet werdea 

Die anschlieBende Entwicklung mit den vorgenannten Ldsungen erfolgt bevorzugt in Spruh-, Stau- oder 
Tauchbad-Entwicklungsgeraten bei Temperaturen von 18 bis 50°C, bevorzugt 20 bis 40°C Die Entwicklungs- 
dauer betragt allgemein 5 s bis 1 mia 

An diese Entwicklung konnen sich weitere Verarbeitungsschritte anschlieBea Beispielsweise kdnnen Druck- 25 
platten mit einer (sauren) Hydrophilierungsldsung behandelt oder mit einer Konservierungsschicht versehen 
werdea Zur Erhdhung der Widerstandsfahigkeit beim Druck sowie der Resistenz gegen Auswaschmittel, 
Korrekturmittel und UV-hartbare Druckfarben kdnnen die entwickelten Platten kurzzeitig erhitzt werdea Vor 
dem Erhitzen kdnnen auch sogenannte Einbrenngummierungen aufgetragen werdea 

Bevorzugte Ausffihrungsformen sind in den folgenden Beispielen angegebea Gt bedeutet Gewichtsteil(e) und 30 
Vergleichsbeispiele sind mit * gekennzeichnet 

Herstellung strahlungsempfmdlicher Aufzeichnungsmaterialien 

Auf wie jeweils angegeben aufgerauhte, in Schwef elsaure anodisierte und schlieBHch mit Polyvinylphosphon- 35 
saure hydrophilierte Aluminiumfolien wurden die nachfolgend beschriebenen Beschichtungsldsungen aufge- 
bracht Zusatzlich erhielten die mit den Losungen 3 und 6 beschichteten Materialien eine nicht lichtempfindliche 
Deckschicht von 2,0 |un aus Polyvinylalkohol (K-Wert 4, Restacetylgruppengehalt 12%), dem 3 Gew.-% (bezo- 
gen auf Feststof fgehalt) eines Kieselgelfullstoh^s mit einer mittleren KorngroBe von 3 Mm zugesetzt wurdea 

Diese Deckschicht dient bei photopolymerisierbaren Kopierschichten als Sauerstoffbarriere; bei positiv ar- 40 
beitendem Material auf der Basis saurespaltbarer Verbindungen verbessert sie die Lagerstabilitat und erweitert 
den Nacherwarmungsspielraum. 

Positiv arbeitendes Aufzeichnungsmaterial (Photoleiter) 

45 

Die Beschichtungsldsung 1 aus 

6,00 Gt eines Styrol/Maleinsaureanhydrid-Copolymers (molares Verhaltnis der Monomere 12 : 1), modifiziert 
durch Umsetzung mit Butanol (Saurezahl: 180; mittleres Molekulargewicht M w : 150.000, bestimmt durch Gel- 
permeationschromatographie = GPC), 
4,00 Gt 2^-Bis-(4-diethyiamino-phenyI)-[l 3,4>xadiazol, 
0,01 Gt Rhodamin FB (Color Index No. 45 170 ), 
0,01 Gt Astrazonorange R(CL 48 040 ) und 

89^8 Gt eines Gemisches aus Methylethylketon und Propylenglykol-monomethylether(65 : 55) 

wurde auf eine in Salpeters&ure aufgerauhte und anschlieBend anodisierte Aluminiumfolie aufgetragea Nach 
3 min Trocknen bei 140°C betrug das Schichtgewicht 6 g/m 2 . 

Negativ arbeitendes Aufzeichnungsmaterial (Diazo) 

60 

Die Beschichtungsldsung 2 aus 

2^0 Gt eines Memacrylsaure/Memyi-methacrylat/Glycerin-monomethacrylat-Teipolymere (20 : 30 : 50; mittle- 
res Molekulargewicht M w : 24.000, bestimmt durch GPC), 

0,50 Gt eines Diazoniumsalz-Polykondensationsproduktes aus 1 mol 3-Methoxy-cUphenyIamin-4-diazoniumsul- 65 
fat und 1 mol 4,4 r -Bis-methoxymethyl-diphenylether, ausgefallt als Mesityiensulfonat, 
0,09 Gt Victoriareinblau FGA (Basic Blue 81X 0,07 Gt Phenylphosphonsaure, 
0,1 0 Gt eines Kieselgelffillstof fs mit einer mittleren Korngr5Be von 3 urn und 



50 



55 



5 
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96,74 Gt eines Gemisches aus Tetrahydrofuran und Ethylenglykolmonomethylether (40 : 60) 

wurde auf eine in Salzsaure aufgerauhte und anschlieBend anodisierte Aluminiumfolie aufgetragen. Nach 2 min 
Trocknen bei 100 °C betrug das Schichtgewicht 1,8 g/m 2 . 

5 

Negativ arbeitendes Aufzeichnungsmaterial (Photopolymer) 
Die Beschichtungslosung 3 aus 

10 10, 00 Gt eines Methacrylsaure/MethyImethacrylat-(^polymers (Gewichtsverhaltnis 29,1 : 70,9; Saurezahl: 190; 

mittleres Molekulargewicht M w : 28.000, bestimmt durch GPC), 

3,20 Gt Trimethylolpropan-triacrylat, 

0,08 Gt 9-Phenyl-acridin, 

0,05 Gt Dibenzalaceton, 
15 0,07 Gt eines blauen Farbstof fs der Formel 

N0 9 OCH 3 
/ / CH 2 -CH 2 -CN 



J 2 



25 



\ / CH 2 -CH 2 -OH 

CI NH 
I 

CO-CH3 

und 

30 86,6 Gt eines Gemisches aus Methyiethylketon und Propyienglykol-monomethylether (65 : 55) 

wurde auf eine naBgeburstete und anschlieBend anodiesierte AJuminiumfolie aufgetragen. Nach 2 min Trocknen 
bei 1 10°C betrug das Schichtgewicht 2JS g/m 2 . 

35 Konvertierbares Aufzeichnungsmaterial (Diazo) 

Die Beschichtungslosung 4 aus 

8,50 Gt eines m-Kresol/Formaldehyd-Novolaks (mittleres Molekulargewicht M w : 6.000, bestimmt durch GPC), 
40 1,70 Gt eines Esters aus 1 mol 23,4-Trihydroxy-benzophenon und 2J5 mol l^-Naphthochinon-2-diazid-4-sulfo- 
nylchlorid, 

0,06 Gt 2,4-Bis-trichlonnemyl-6-stUben^yl^l33]triazin t 
0,07 Gt KristaWvioIett (CL 42 555% 

0,10 Gt Kieselgelfullstoff mit einer mittleren Korngrdfie von 3 jim und 
45 89,53 Gt eines Gemisches aus Propyienglykol-monomethylether und Tetrahydrofuran (50 : 50) 

wurde auf eine in Salzsaure aufgerauhte und anschlieBend anodisierte Aluminiumfolie aufgetragen. Nach 2 min 
Trocknen bei 125° C betrug das Schichtgewicht 2,0 g/m 2 

50 Posithr arbeitendes Aurzeichnungsmaterial (Diazo) 

Die Beschichtungsldsung 5 aus 

730 Gt eines Polyraeren aus (2-HyoVoxyphenyl)methaa7lat/Styrol-Copolymers (80 : 20; mittleres Molekularge- 
55 wicht M w : 18.000, bestimmt durch GPC), 

2,00 Gt eines Esters aus 1 mol 23,4-Trihydroxy-benzophenon und 2,7 mol l^-Naphthochinon-2-diazid-5-sulfo- 
nylchlorid, 

0,25 Gt l^Naphthochinon-2-diazid-4-sulfonylchIorid 
0,40 Gt 2, 4-Dihydroxy-benzophenon, 
so 0,07 Gt Kristallviolett (CL42 555), 

0,20 Gt Kieselgelfullstoff mit einer mittleren KorngrdBe von 4 urn und 

89,58 Gt eines Gemisches aus Methyiethylketon und Propyienglykol-monomethylether (65 : 55) 

wurde auf eine naBgeburstete, zusatzlich in Salzsaure aufgerauhte und anschlieBend anodisiere Aluminiumfolie 
65 aufgetragen. Nach 2 min Trocknen bei 125°C betrug das Schichtgewicht 2,4 g/m 2 . 
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Positiv arbeitendes Aufzeichnungsmaterial (mit saurespaltbarer Komponente 
Die Beschichtungsldsung 6 aus 

7,00 Gt eines 4-Hydroxy-styroI/Methyimethacrylat-CopolyTners (70:30; mittleres Molekulargewicht M w : 5 
20.000, bestimmt durch GPQ, 

2,00 Gt eines Kondensationsproduktes aus 2-Ethyi-buryraldehyd und Triethylenglyko! (mittleres Molekularge- 
wicht : 2900, bestimmt durch GPQ, 
0,1 1 Gt 2,4-Bis.trichlonnethyl"6-stilben-4-y!-[l A5> 

triazin, 10 
0,40 Gt Bis-{4-Hydroxy-phenyI) -sulfon, 
0,07 Gt Kris tallviole tt (CJL 42 555) und 

90,42 Gt eines Gemisches aus Methylethylketon und Propylengrykol-monomethylether (65 : 55) 

wurde auf eine in Salzsaure aufgerauhte und anschlieBend anodisierte Aluminiumfolie aufgetragen. Nach 2 min is 
Trocknen bei 125°C betrug das Schichtgewicht 2£ g/m 2 . 

Beispiel 1 

Das mit der Beschichtungsldsung 1 hergestellte elektrophotographische Aufzeichnungsmaterial wurde im 20 
Dunkeln mit einer Corona auf -550 V aufgeladen und dann in Projektion mit 8 Halogenlampen von jeweils 
500 Watt 15 s lang im Auflicht unter einer Positivpapiervorlage belichtet Das entstandene latente Ladungsbild 
wurde dann mit Hilfe einer Magnetburste mit einem Toner/Carrier-Gemisch (Toner auf der Basis eines Styrol/ 
Butyiacrylat-Copolymers mit einem Ladungssteuermittel auf Fettsaurebasis, angefarbt mit RuB, mittlerer Teil- 
chendurchmesser csl 10 urn, Carrier auf Eisenbasis mit mittlerer TeilchengroBe von ca. 100 ujn, Mischungsver- 25 
haltnis 2 :98) betonert Der schwarze Toner wurde hitzefbriert Entschichtet wurde dann in einem Entschich- 
tungsgerat mit einer Losung geraaB Tabelle 1 bei 26° C und einer Verarbeitungsgeschwindigkeit von 1,5 m/min 
(entsprechend ca. 15 s Einwirkzeit). Das entschichtete Aufzeichnungsmaterial wurde schiiefllich mit Wasser von 
20 deutscher Harte (dH) im Umlauf gespult und mit einer handelsublichen Gummierung (RC 795 der Hoechst 
AG) konserviert 30 

Tabelle 1 



Zusammensetzung 


A 

Gew.-% 


B* 
Gew*-% 


Ethanolamin 


10,0 


10,0 


Phenylpolyglykol 


10,0 


10,0 


Dikal iumhydrogenphosphat 


2,0 


2,0 


Tr i sethano lammonium- 
salz des N # N-Bis-carboxy- 
methyl-j3-alanins 


1,0 




vollentsalztes Wasser 


77,0 


78,0 



Die Platten waren in beiden Fallen frei von Schleier, die Volltondeckung war gleichmafiig, das 34er Raster mit 
einer Fl&chendeckung von 8—95% bei A und 10—95% bei B wiedergegeben, Fdmkanten, Halbtone der Vorlage 
mit einer Schwarzdichte von <0^ zeichneten nicht auf den Platten. Oxidschadigung war nicht erkennbar. Beim 
Entschichter A wurde nach der Verarbeitung von 1 m 2 Platte pro 100 ml Entschichter wurde nur eine geringe 55 
Verschmutzung der Wasserungsstation festgestellt Dagegen verursachte der Entschichter B eine starke Ver- 
schmutzung aufgrund von Ausf allungen, die zum Teil den NichtbildsteOen der entschichteten Platten anhafteten 
und zu Druckstorungen fQhrten. 



Beispiel 2 60 

Mit der Beschichtungsldsung 2 hergestellte negativ arbeitende Aufzeichnungsmaterialien wurden in einem 
Kontaktkopierrahmen durch eine Negativ-Filmvorlage unter einer 5-kW-Metallhalogenidlampe im Abstand 
von 1 10 cm 30 s lang belichtet und dann in einem Entwicklungsger&t bei 24°C und einer Verarbeitungsgeschwin- 
digkeit von 1,4 m/min (= 20 s Entwicklungszeit) entwickelt Nach der Verarbeitung von 1 ra 2 Platte pro liter 65 
Entwickler wurden jeweils 20 ml nachdosiert, um die Entwicklermenge konstant zu halten. Die Entwickler 
wurden durch 1 : 1-Verdunnung der Konzentrate gemaB Tabelle 2 mit Wasser erhalten: 
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TabeUe2 



5 


Zusanunensetzung 


A* 


B* 


C* 


D 


E 








ewei: 


_s in 


Gew.- 


-% 


10 


Kaliumpelargonat 


4 


4 


A 

4 


A 


A 
*± 


Polyviny Ipyrrol idon 


2 


Z 


2 


*5 
£» 


z 




Pentanatrium-triphosphat 


0 


3 


3 


0 


0 


15 


Trinatriumsalz des 

N , N-Bis-carboxymethyl- 

ISUocJl J.Ilb 


0 


Q 


U 


D 


D 




Phenoxy ethano 1 


5 


5 


5 


5 


5 


20 


Dodecylbenzolsulfonat 


3 


3 


3 


3 


3 




KOH 


3 


3 


3 


3 


3 




S il iconentschaumer 


0,02 


0,02 


0,02 


0, 02 


0,02 


25 


vollentsalztes Wasser 


ad 100 



Die mit C und E bezeichneten Konzentrate unterscheiden sich von B und D nur durch cine zweiwdchige 
30 Lagerzeit bei 50°C vor der Weiterverarbeitung. 

Die entwickelten Platten waren bei Druckbeginn in alien Fallen frei von restschichtbedingtem Schleier, die 
VolltSne ohne Ausbruche oder Abtrag wiedergegeben, das 60er Raster mit einer Flachendeckung von 2—98% 
wiedergegeben, bei B bis E waren Halbtdne der Vorlage mit einer Schwarzdichte von <0,45 als Volltdne und 
solche mit einer Schwarzdichte > 1,2 schichtfrei wiedergegeben, bei A waren Grauhalbtone mit einer Schwarz- 
35 dichte von <0,6 als Volltdne und solche mh einer Schwarzdichte > 1,5 schichtfrei wiedergegeben, Oxidschadi- 
gung war nicht erkennbar. 

Bei den Entwicklern B, D und E waren nach Verarbeitung von 1 m 2 Platte pro 50 ml Entwickler nur geringe 
Belage auf Walzen und Bttrsten im Entwicklungsgerat f eststellbar, wahrend bei Verwendung der Entwickler A 
und C eine starke Verschmutzung durch Ausfallungen resultierte. Weiterhin waren in diesen beiden Fallen die 
40 Halbtonkeile bei Testende urn eine Dichtestufe voller wiedergegeben (Dichteinkremente 0,15). 

Der Versuch zeigt die bessere Stabilitat der im erfindungsgemaBen Verfahren verwendeten Entwicklerzusam- 
mensetzungen. 

Beispiel 3 

45 

Die mit der Beschichtungslosung 4 hergestellten konvertierbaren Aufzeichnungsmaterialien wurden in einem 
Kontaktkopierrahmen mit einer Negativfilmvorlage unter einer 5-kW-Metallhalogenidlampe im Abstand von 
110 cm 50 s lang belichtet, in einem Durchlaufofen mit IR-Strahlung auf 145° C erhitzt, in einem Wasserbad 
abgekuhlt ganzflachig ohne Vorlage mit im UV-A-Bereich emittierenden Leuchtstofflampen ebenfalls im 
50 Durchlauf ausbelichtet und dann in einem Tauchbadentwicklungsgerat bei 24° C und einer Verarbeitungsge- 
schwindigkeit von 1,0 m/min (=» 20 s Entwicklungszeit) entwickelt Die Entwickler wurden durch Auflosung der 
unten angegebenen Feststoffpulverkonzentrate in 20 1 Leitungswasser der Harte 20 dH erhalten. Nach der 
Verarbeitung von 1 m 2 Platte pro liter Entwickler wurden jeweils 20 ml Regenerat zudosiert Die Regenerate 
wurden durch Auflosung der Feststoffkonzentrate in 10 1 Leitungswasser erhalten. 

55 



60 



65 
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Tabelle3 



Zusaramensetzung 


A 


B 


c* 


Tetranatriumsalz der 

Ethylendiamintetra- 

essigsaure 


o g 


0 g 


145 g 


Tetranatriumsalz der 
N- ( 1 , 2 -Dicarboxyethy 1 ) - 
3 -hydroxy-asparaginsaur e 


0 g 


300 g 


o g 


Na 2 Si0 3 x 5 H 2 0 


1800 g 


1800 g 


1800 g 



Die entwickelten Flatten waren in alien Fallen frei von Schleier, die Vofltdne ohne Ausbriiche oder sonstige 20 
Sctadigungen durcfa Schichtabtrag wiedergegeben, das 60er Raster mit einer Flachendeckung von 2—98% 
wiedergegeben, Halbtdne der Vorlage mit einer Schwarzdichte von <0,3 bei A und Q bei B von <0,45 als 
VolltSne und solche mit einer Schwarzdichte > 1,35 schichtfrei wiedergegeben. Oxidschadigung war bei den im 
Entwickler C verarbeiteten Platten in Form weiBer Aufhellungen auf der Plattenvorderseite und in Form eines 
weiBen Belags in den Randzonen der Plattenruckseite erkennbar. 25 

Lediglich beim Entwickler B waren nach Verarbeitung von 1 m 2 Platte pro 100 ml Entwickler nur geringe 
Walzen- und Btirstenbelegung im Entwicklungsgerat sichtbar, wahrend bei Verwendung von Entwickler A und 
C eine starke Verschmutzung gegeben war. Weiterhin waren im Falle A und C die Nichtbildstellen der entwik- 
kelten Platten haufig durch adsorbierte Schmutzpartikel verunreinigt 

30 

Beispiel4 

Mit Aufzeichnungsmaterialien, die mit den Beschichtungsldsungen 3 und 5 hergestellt waren, wurde eine 
Positiv-Negativ-Mischverarbeitung durchgef uhrt 

Die Aurzeichnungsmaterialien werden in einem Kontaktkopierrahmen durch eine Filmvorlage unter einer 35 
6-kW-Metallhalogenidlampe im Abstand von 120 cm belichtet 0>ositiv 50 s, negativ 30 s), beim negativ arbeiten- 
den Material die Polyvinylalkohol-Deckschicht mit Wasser teilweise abgespOlt, und dann in einem Entwicklungs- 
gerat bei 24° C und einer Verarbeitungsgeschwindigkeit von 1,2 m/min ( = 20 s Entwicklungszeit) entwickelt 
Nach Verarbeitung von 1 m 2 Platte pro Liter Entwickler wurden jeweils 20 ml Regenerat zudosiert Die 
Entwickler werden durch 1 : 3-Verdunnung (1 Teil Konzentrat, 3 Teile Wasser) der folgenden Konzentrate 40 
erhalten: 



45 



50 



55 



60 



65 
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Tabelle4 



Z us ammens et zung 


A* | B* | C 
jeweils in Gew.-% 


Kalxumdxsxl xkat 


13,4 


13,4 


13,4 


Kaliumhydroxid 


7,0 


7,0 


7,0 


Trinatriumsalz der 
Nitrilotriessigsaure 


0 


2,5 


0 


Iminodibernsteinsaure 


0 


0 


2,5 


Kaliumbenzoat 


0,5 


0,5 


0,5 


O , O ' -Bis-carboxymethyl- 
polyethylenglykol-600 
S il iconentschaumer 


0,5 
0,01 


0,5 
0,01 


0,5 
0,01 


vollentsalztes Wasser 


ad 100 



** Polyethylenglykol-600 hat ein Molekulargewicht von 
570 bis 630 und enthalt durchschnittlich 12,5 bis 13,9 
Ethylenglykol-Einheiten. ~ 



Die als Regenerate eingesetzten Losungen waren bis auf den KOH-Gehalt, der 21,0% betrug, identisch mit 
diesen Rezepturen, verdtinnt wurde ebenf alls ira Verhaltnis 1 : 3. 

Die entwickelten Platten waren in alien Fallen frei von Schleier, die Volltdne ohne AusbrQche wiedergegeben, 
das 60er Raster mit einer Flachendeckung von 2—98% bei der Positivplatte und 2—97% bei der Negativplatte 
wiedergegeben, Grauhalbtone mit einer Schwarzdichte von < 0,45 waren bei den Positivplatten schichtfrei, bei 
den Negativplatten als Volltone wiedergegeben. 

Oxidschadigung zeigte sich mit den unter Beispiel 3 beschriebenen Erscheinungen bei Verwendung des 
Entwicklers B. Fladenbildung war in keinem Fall erkennbar. 

Bei Entwickler C war nach Verarbeitung von 1 m 2 Platte pro 1 00 ml Entwickler nur eine leichte Belegung der 
Auslaufwalze des Entwicklungsgerates festzustellen, die sich leicht entfernen IieB, wahrend bei den Entwicklern 
A und B deutltch starkere Belage auf traten, im Falle B resultierend aus dem Oxidabbau, 

Beispiel 5 

Mh Gemisch 6 hergestellte Aufzeichnungsmaterialien wurden in einem Kontaktkopierrahmen mit einer 
Negativfilmvorlage unter einer 5-kW-Metallhaiogenidlampe im Abstand von 110 cm 15 s lang bestrahlt, in 
einem Durchlaufofen mit IR-Strahlung auf 80° C erhitzt, in einem Wasserbad abgekuhlt und gleichzeitig die 
Deckschicht abgeidst, und dann in einem Tauchbadentwicklungsgerat bei 24° C und einer Verarbeitungsge- 
schwindigkeit von 1,0 m/min (= 20 s Entwicklungszeit) entwickelt Die Zusammensetzung der Entwickler ist 
unten angegeben. Nach Verarbeitung von 1 m 2 Platte pro Liter Entwickler wurde jeweils 20 ml Regenerat 
zudosiert Die Regenerate wurden erhalten durch Zugabe von 0,7 mol Kaliumhydroxid auf 1 1 des jeweiligen 
Entwicklers. 
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Tabelle 5 



Z usammens e t z ung 


A* 


i 


B 




C* 


in 


Gew.-% 




Trinatriuia-Salz des N,N- 


0 




0,4 




0 


Bis-carboxymethyl-£-alanins 












Lavulinsaure 


0 




0 




0,2 


Sr(0H) 2 x 8 H 2 0 


0,04 




0,04 




0,04 


Natriumtetraborat x 10 H 2 0 


1,2 




1,2 




1,2 


Na 2 Si0 3 x 9t H 2 0 






7,8 




7,8 


vollentsalztes Wasser 


ad 100 



20 

Alle Entwickler wurden vor Einsatz 2 Wochen bei 50° C gelagert Danach wies der Entwickler A eine starke, 
der Entwickler C eine letchte TrObung auf, Entwickler B blieb klan 

Die entwickelten Platten waren in alien Fallen frei von Schleier, die Volltdne ohne Ausbriiche oder sonstige 
SchSdigungen durch Schichtabtrag wiedergegeben, das 60er Raster mit einer Flachendeckung von 2—98% 
wiedergegeben, Halbtdne der Vorlage mit einer Schwarzdichte von <0,45 waren schichtfrei und solche mit 25 
einer Schwarzdichte > 1,20 bei B und > 135 bei A und C als Vollton wiedergegeben. 

Oxidschadigung war bedingt durch den Sr(OH)2-Zusatz bei keinera der Entwickler zu beobachten. 

Bei den Entwicklern A und C hatte sich nach Verarbeitung von 1 m 2 Platte pro 100 ml Entwickler ein 
Niederschlag gebildet, der sich am Boden des Entwicklungsgerates sammelte, bei Entwickler B waren nur 
geringe Spuren eines Niederschlags zu bemerkeiL Durch Redeposits war insbesondere gegen Testende eine 30 
Vielzahl der in A und C verarbeiteten Platten verunreinigt nach der Entwickiung, so daB der im Druck punktuell 
auhretende Ton mit Plattenreiniger (RC 96 der Hoechst AG) auf den Platten entf ernt werden muBte. 

Patentanspruche 

35 

L Verfahren zum Entwickeln bestrahlter, strahlungsempfindlicher Aufzeichnungsmaterialien mit einem 
Entwickler, der mindestens eine in waBriger Ldsung alkalisch reagierende Verbindung enthalt, dadurch 
gekennzeichnet, daB dem Entwickler mindestens eine Verbindung gemaB Formel I 

AOOC - CH - N - CH - CH - COOA 40 

! ! I I (I) 

W X Y Z 



zugesetzt wird, worm 45 
A H, Na, K, NFL* oder NR< ist, wobei R ein gegebenenf alls substituierter Alkyl-Rest ist, 
W und X unabhangig voneinander H oder —CH 2 — COOA sind, 
YH oder COOA und 
ZH oder OH ist, 

mit der MaBgabe, daB die Verbindung der Formel I mindestens 3 COOA-Einheiten aufweist 50 
Z Verfahren gemaB Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die alkalisch reagierende Verbindung ein 
Amin, Hydroxid, Silikat, Phosphat, Borat oder Carbonat, bevorzugt ein Alkalisilikat, ist 

3. Verfahren gemaB Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB der Anteil der alkalisch reagierenden 
Verbindung(en) 0,1 bis 20 Gew.-%, bevorzugt 0,5 bis 10 Gew.-%, jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht 
des gebrauchsf ertigen Entwicklers, betragt 55 

4. Verfahren gemaB einem oder mehreren der Anspruche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB in den 
Verbindungen der Formel I A = H oder Na ist 

5. Verfahren gemaB einem oder mehreren der Anspruche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB W = Y = H 
ist, wenn X = CH 2 — COOA ist, und W = CH 2 — COOA und Y « COOA sind, wenn X - H ist 

6. Verfahren gemaB einem oder mehreren der Anspruche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daB der Anteil eo 
der Verbindung(en) der Formel 1 0,01 bis 5 Gew.-%, bevorzugt 0,i bis 5 Gew.-%, jeweils bezogen auf das 
Gesamtgewicht des gebrauchsfertigen Entwicklers, betragt 

7. Verfahren gemaB einem oder mehreren der Anspruche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daB der Entwick- 
ler zusatzlich ein organisches Ldsemittel, ein anionisches, kationisches, zwitterionisches oder nichtionisches 
Tensid, einen Korrosionsinhibitor, eine hydrotrope Verbindung, ein O-Carboxymethyl- oder 0,0'-Bis-car- 65 
boxymethyl-polyethylengrykol mit 2 bis 500 Ethylenglykoleinheiten und/oder ein Antischaummittel enthalt 

8. Verfahren gemaB einem oder mehreren der Anspruche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daB die Aufzeich- 
nungsmaterialien bei 18 bis 50° C, bevorzugt 20 bis 40° C, 5 s bis 1 min lang entwickelt werden. 
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